
Title (en)
Balance hairspring with two levels and immobile mass centre

Title (de)
Spiralfeder für Unruh mit zwei Stufen und unbeweglichem Massenzentrum

Title (fr)
Spiral de balancier à deux niveaux et à centre de masse immobile

Publication
EP 2405312 A1 20120111 (FR)

Application
EP 10169068 A 20100709

Priority
EP 10169068 A 20100709

Abstract (en)
The spring (1) has an attachment member (4) securing an end of a curve of a hairspring (3) to an end of a curve of another hairspring (5) to form
a dual balance spring in series, where a part of the spring is coated with silicon dioxide. The curves respectively extend in two parallel planes. The
curves are symmetrical relative to a straight line parallel to the planes passing through a median plane of projection of the attachment member. Each
curve respects a specific relation to reduce displacements of center of mass of the spring during contraction and expansion of the spring. The curves
of the hairsprings include a continuously variable pitch.

Abstract (fr)
Spiral (1,1') pour résonateur du type balancier-spiral comportant un premier ressort-spiral (3,3') dont la courbe s'étend dans un premier plan, un
deuxième ressort-spiral (5,5') dont la courbe s'étend dans un deuxième plan parallèle au premier plan, une attache (4,4') solidarisant une extrémité
de la courbe du premier ressort-spiral (3,3') à une extrémité de la courbe du deuxième ressort-spiral (5,5') afin de former un spiral (1,1') double en
série. La courbe du premier ressort-spiral (3,3') et la courbe du deuxième ressort-spiral (5,5') comportent chacune un pas continûment variable et
sont symétriques par rapport à une droite parallèle aux premier et deuxième plans passant par le plan médian de projection de l'attache (4,4') et en
ce que chaque courbe respecte les relations : P x (0) = 0 et P y (1) = 2 P y (0) afin de réduire les déplacements de son centre de masse lors de ses
contraction et expansion.
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